'R

Cellona® Polster
Schnittmuster
fur Filztechniken
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Cellona® Polster

GroBe (cm) REF PZN VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel
19 x 38 50810 02191412 10/60
Quelle:

CID GmbH KaIn « Merheimer Str. 217 « 50733 KoéIn « www.cid-direct.de/blog

Schablone gilt fiir rechten FuB.
Fir linken FuB bitte Blatt wenden.
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